
 

 

第 29回光設計賞報告 
 

一般社団法人  日本光学会  光設計研究グループ企画の「第 29回光設計賞」は，審査の結果，下記の通り受賞者

を決定しましたので報告いたします．  

 

■   受賞者 

○光設計奨励賞  

  ・「光学平面の全面絶対形状測定を実現する干渉計装置システムの開発」  

    富田 恵多 氏（オリンパス株式会社, 東京大学）、熊谷 俊樹 氏、長池 康成 氏（オリンパス株式会社）、 

    日比野 謙一 氏（［元］産業技術総合研究所）、高橋 哲 氏（東京大学）  

○光設計特別賞      

  ・「中赤外パッシブ分光イメージング設計法の開発」  

    石丸 伊知郎 氏、小林 宏明 氏、斉 威 氏、川嶋 なつみ 氏、野郷 孝介 氏、北崎 友哉 氏、穴吹 大地 氏  

   （香川大学） 

    ※小林氏は現在香川県産業技術センター、斉氏は現在駿河精機、川嶋氏は現在産業技術総合研究所、 

      野郷氏は現在ヒューテック、北崎氏は現在トヨタ紡織に所属。   

 

■   表彰  

“Optics & Photonics Japan 2026”にて授与式・受賞記念講演を行います．  

開催日： 2026年 12月 16日(水) 9:30～11:30 

会  場： アクトシティ浜松（詳細は https://opt-j.com/opj2026/ をご覧ください）  

 

■   審査委員  

委員長：  長谷川 雅宣（キヤノン株式会社）  

委  員：  向井 香織（株式会社ニコン） ，西村 威志（キヤノン株式会社） 

     加茂 裕二（オリンパスメディカルシステムズ株式会社） ，小関 泰之（東京大学大学院） 

豊田 光紀（東京工芸大学）, 山崎 和良（株式会社日立製作所）  

           

■   お問合せ先 

   キーサイト・テクノロジー株式会社 

   雪田 俊平 

   E-Mail：odp29@opticsdesign.gr.jp 


